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Intelligente bewegliche BlendenGrößere Meissnerfalle Benutzerfreundliche HMI 
Software

TECHNISCHE DATEN
Kapazität Bis zu 209 Gläser mit Ø 70 mm
Linsenmaterial Kunststoff, Glas und IR-Komponenten
Abmessungen  
(B x T x H)

2171 x 3145 x 2440 mm 
85.5 x 123.8 x 96 Zoll

Gewicht 3637 kg / 8018 lb

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

• Zweiachsiges planetarisches Drehsystem
• Vollkalotte oder segmentierte (sechsteilige) Kalotte
• Ultraschallreinigungssystem
• Beschichtungsverfahren und Verbrauchsmaterialien

OPTIONEN + ZUBEHÖR

Zuverlässigkeit 

• Gleichbleibend hohe Qualität der Er-
gebnisse für Beschichtungsvorgänge 
mit großen Stückzahlen

• Höhere Zuverlässigkeit dank neuer, 
vereinfachter Strahlquelle mit 50% 
weniger Teilen

• Robuste Vakuumkammer mit ge-
schweißten Rohren verbessert die 
thermische Stabilität für maximale 
Ermüdungs- und Korrosionsbestän-
digkeit

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

Flexibilität 

• Wertvolle Prozessflexibilität: Vielzahl von Dünnfilm-
Beschichtungstypen auf Kunststoff, Glas und IR-
Komponenten über Gasphasenabscheidung (PVD)

• Substratheizung mit hohen (bis zu 300° C)  
oder mittleren Temperaturen (bis zu 150° C)

• Doppelt ausgeführte Kristallköpfe mit Shutter 
als Standardausstattung oder Zwölf-Kristall- 
Indexer (optional) 

• Elektronenstrahlsysteme mit hoher  
Materialkapazität, IAD-Technologie  
thermisch-resistiven Quellen,  
optionale Ionenquelle mit hoher  
Leistung

Effizienz 

• Meissnerfalle mit um 15 % größerer  
Oberfläche ermöglicht schnelle Abpumpzeiten 
und damit einen höheren Durchsatz

• Intelligentes, bewegliches Blendensystem für die 
Meissnerfalle optimiert die Pumpgeschwindig-
keit und schützt vor Oberflächenkontamination

• Ökologisch: bis zu 25 % reduzierter Energiever-
brauch

Bedienfreundlichkeit 

• Volle Kompatibilität mit Satisloh 
MES-360 (Manufacturing Execution 
System)

• Intelligente, benutzerfreundliche 
HMI-Software und Touchscreen für 
schnelle und einfache Prozessein-
richtung und –Anpassung

• Portables Gasabscheidungssystem, 
von mehreren 1200-PO Anlagen 
nutzbar


